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摘要(译)

一种制造液晶显示装置的方法，包括在基板上形成的垂直取向层。在基
板上形成具有实现垂直取向的聚合物的取向层，然后在倾斜方向上相对
于取向层的表面以不大于45度的角度照射非偏振紫外光。紫外光具有每
百分比聚合物含量30至120mJ / cm 2的曝光能量，实现取向层的垂直取
向。因此，液晶可以通过预倾斜基本上垂直于取向层的表面排列，并且
通过紫外光的照射实现这种取向，而不会摩擦。
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